




































专利名称(译) 空穴阻挡层，空穴阻挡层，光电转换元件，光电转换装置，有机薄膜太阳能电池板和发光装置的制造方法

公开(公告)号 US20140174512A1 公开(公告)日 2014-06-26

申请号 US14/195294 申请日 2014-03-03

[标]申请(专利权)人(译) 理想星株式会社

申请(专利权)人(译) IDEAL STAR INC.

当前申请(专利权)人(译) IDEAL STAR INC.

[标]发明人 KUWABARA TAKAYUKI
SAIDA MORIHIKO
OMOTE KENJI
TAKAHASHI KOHSHIN

发明人 KUWABARA, TAKAYUKI
SAIDA, MORIHIKO
OMOTE, KENJI
TAKAHASHI, KOHSHIN

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/44 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/44 B82Y10/00 H01L51/0007 H01L51/0036 H01L51/0047 H01L51/4253 H01L51/4273 H01L51
/5096 Y02E10/549 Y02P70/521

优先权 2011190743 2011-09-01 JP

其他公开文献 US9899617

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种空穴阻挡层的制造方法，包括：液层形成步骤，其使得液体组合物
和其上将形成所述空穴阻挡层的构件的表面彼此接触，从而形成包含所
述液体的液体层在要形成空穴阻挡层的构件表面上的组合物，含有包含
双（乙酰丙酮）锌的锌源，包含乙酰丙酮的络合剂和极性溶剂的液体组
合物;和干燥步骤，其加热由液体层形成步骤形成的液体层，以从液体层
蒸发络合剂和极性溶剂，从而在构件的表面上形成包含氧化锌的空穴阻
挡层，其上具有空穴阻挡层即将成立。
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